武汉大学危险废物名录
(2013年12月第一版)
	废物类别
	行业来源
	废物代码
	危险废物
	危险特性

	HW01

医疗废物
	卫生
	851-001-01
	医疗废物
	In

	
	非特定行业
	900-001-01
	为防治动物传染病而需要收集和处置的废物
	In

	HW02

医药废物
	生物、生化制品的制造
	276-001-02
	利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的蒸馏及反应残渣
	T

	
	
	276-002-02
	利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的母液、反应基和培养基废物
	T

	
	
	276-003-02
	利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的脱色过滤（包括载体）物与滤饼
	T

	
	
	276-004-02
	利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中废弃的吸附剂、催化剂和溶剂
	T

	
	
	276-005-02
	利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的报废药品及过期原料
	T

	HW03

废药物、药品
	非特定行业
	900-002-03
	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品（不包括HW01、HW02、900-999-49类）
	T

	HW06

有机溶剂废物
	基础化学原料制造
	261-005-06
	有机溶剂的合成、裂解、分离、脱色、催化、沉淀、精馏等过程中产生的反应残余物、废催化剂、吸附过滤物及载体
	I，T

	
	
	261-006-06
	有机溶剂的生产、配制、使用过程中产生的含有有机溶剂的清洗杂物
	I，T

	HW12

染料、涂料废物
	非特定行业
	900-250-12
	使用溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的染料和涂料废物
	T，I

	
	
	900-251-12
	使用油漆、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的染料和涂料废物
	T，I

	
	
	900-252-12
	使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的染料和涂料废物
	T，I

	
	
	900-253-12
	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的染料和涂料废物
	T，I

	
	
	900-254-12
	使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的染料和涂料废物
	T，I

	
	
	900-255-12
	使用各种颜料进行着色过程中产生的染料和涂料废物
	T

	
	
	900-256-12
	使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备的油漆、染料、涂料等过程中产生的剥离物
	T

	
	
	900-299-12
	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆、真漆、罩光漆产品
	T，I

	HW13

有机树脂类废物
	非特定行业
	900-014-13
	废弃粘合剂和密封剂
	T

	
	
	900-015-13
	饱和或者废弃的离子交换树脂
	T

	
	
	900-016-13
	使用酸、碱或溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物
	T

	HW14

新化学药品废物
	非特定行业
	900-017-14
	研究、开发和教学活动中产生的对人类或环境影响不明的化学废物
	T/C/In/I/R

	HW16

感光材料废物
	专用化学产品制造
	266-009-16
	显、定影液、正负胶片、像纸、感光原料及药品生产过程中产生的不合格产品和过期产品
	T

	
	
	266-010-16
	显、定影液、正负胶片、像纸、感光原料及药品生产过程中产生的残渣及废水处理污泥
	T

	
	印刷
	231-001-16
	使用显影剂进行胶卷显影，定影剂进行胶卷定影，以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生的废显(定)影液、胶片及废像纸
	T

	
	
	231-002-16
	使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显(定)影液、胶片及废像纸
	T

	
	摄影扩印服务
	828-001-16
	摄影扩印服务行业在使用和经营活动中产生的废显(定)影液、胶片及废像纸
	T

	
	非特定行业
	900-019-16
	其他行业在使用和经营活动中产生的废显(定)影液、胶片及废像纸等感光材料废物
	T

	HW19

含金属羰基化合物废物
	非特定行业
	900-020-19
	在金属羰基化合物生产以及使用过程中产生的含有羰基化合物成分的废物
	T

	HW21

含铬废物
	印刷
	231-003-21(
	使用含重铬酸盐的胶体有机溶剂、黏合剂进行漩流式抗蚀涂布（抗蚀及光敏抗蚀层等）产生的废渣及废水处理污泥
	T

	
	
	231-004-21(
	使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣及废水处理污泥
	T

	
	
	231-005-21(
	使用铬酸镀铬产生的槽渣、槽液和废水处理污泥
	T

	
	金属表面处理及热处理加工
	346-100-21(
	使用铬酸进行阳极氧化产生的槽渣、槽液及废水处理污泥
	T

	
	
	346-101-21
	使用铬酸进行塑料表面粗化产生的废物
	T

	
	电子元件制造
	406-002-21
	使用铬酸进行钻孔除胶处理产生的废物
	T

	HW22

含铜废物
	印刷
	231-006-22(
	使用酸或三氯化铁进行铜板蚀刻产生的废蚀刻液及废水处理污泥
	.T

	
	玻璃及玻璃制品制造
	314-001-22(
	使用硫酸铜还原剂进行敷金属法镀铜产生的槽渣、槽液及废水处理污泥
	T

	
	电子元件制造
	406-003-22
	使用蚀铜剂进行蚀铜产生的废蚀铜液
	T

	
	化学处理
	406-004-22(
	使用酸进行铜氧化处理产生的废液及废水处理污泥
	T

	HW23

含锌废物
	金属表面处理及热处理加工
	346-102-23
	热镀锌工艺尾气处理产生的固体废物
	T

	
	
	346-103-23
	热镀锌工艺过程产生的废弃熔剂、助熔剂、焊剂
	T

	
	非特定行业
	900-021-23(
	使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的废液及废水处理污泥
	T

	HW25

含硒废物
	基础化学原料制造
	261-045-25
	硒化合物生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
	T

	HW27

含锑废物
	基础化学原料制造
	261-046-27
	氧化锑生产过程中除尘器收集的灰尘
	T

	
	
	261-047-27
	锑金属及粗氧化锑生产过程中除尘器收集的灰尘
	T

	HW28

含碲废物
	基础化学原料制造
	261-050-28
	碲化合物生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
	T

	HW29

含汞废物
	印刷
	231-007-29
	使用显影剂、汞化合物进行影像加厚（物理沉淀）以及使用显影剂、氨氯化汞进行影像加厚（氧化）产生的废液及残渣
	T

	
	基础化学原料制造
	261-051-29
	水银电解槽法生产氯气过程中盐水精制产生的盐水提纯污泥
	T

	
	
	261-052-29
	水银电解槽法生产氯气过程中产生的废水处理污泥
	T

	
	
	261-053-29
	氯气生产过程中产生的废活性炭
	T

	
	合成材料制造
	265-001-29
	氯乙烯精制过程中使用活性炭吸附法处理含汞废水过程中产生的废活性炭
	T，C

	
	
	265-002-29
	氯乙烯精制过程中产生的吸附微量氯化汞的废活性炭 
	T，C

	
	电池制造
	394-003-29
	含汞电池生产过程中产生的废渣和废水处理污泥
	T

	
	基础化学原料制造
	261-054-29
	卤素和卤素化学品生产过程产生中的含汞硫酸钡污泥
	T

	
	多种来源
	900-022-29
	废弃的含汞催化剂
	T

	HW30

含铊废物
	基础化学原料制造
	261-055-30
	金属铊及铊化合物生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
	T

	HW31

含铅废物
	印刷
	231-008-31
	印刷线路板制造过程中镀铅锡合金产生的废液
	T

	
	非特定行业
	900-025-31
	使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的废物
	T

	HW32

无机氟化物废物
	非特定行业
	900-026-32(
	使用氢氟酸进行玻璃蚀刻产生的废蚀刻液、废渣和废水处理污泥
	T

	HW33

无机氰化物废物
	金属表面处理及热处理加工
	346-104-33
	使用氰化物进行浸洗产生的废液
	R，T

	
	非特定行业
	900-027-33
	使用氰化物进行表面硬化、碱性除油、电解除油产生的废物
	R，T

	
	
	900-028-33
	使用氰化物剥落金属镀层产生的废物
	R，T

	
	
	900-029-33
	使用氰化物和双氧水进行化学抛光产生的废物
	R，T

	HW34

废酸
	电子元件制造
	406-005-34
	使用酸溶液进行电解除油、酸蚀、活化前表面敏化、催化、锡浸亮产生的废酸液
	C

	
	
	406-006-34
	使用硝酸进行钻孔蚀胶处理产生的废酸液
	C

	
	
	406-007-34
	液晶显示板或集成电路板的生产过程中使用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸液
	C

	
	非特定行业
	900-300-34
	使用酸清洗产生的废酸液
	C

	
	
	900-301-34
	使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液
	C

	
	
	900-302-34
	使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液
	C

	
	
	900-303-34
	使用磷酸进行磷化产生的废酸液
	C

	
	
	900-304-34
	使用酸进行电解除油、金属表面敏化产生的废酸液
	C

	
	
	900-305-34
	使用硝酸剥落不合格镀层及挂架金属镀层产生的废酸液
	C

	
	
	900-306-34
	使用硝酸进行钝化产生的废酸液
	C

	
	
	900-307-34
	使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液
	C

	
	
	900-308-34
	使用酸进行催化（化学镀）产生的废酸液
	C

	
	
	900-349-34(
	其他生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液、固态酸及酸渣
	C

	HW35

废碱
	基础化学原料制造
	261-059-35
	氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等的生产、配制中产生的废碱液、固态碱及碱渣
	C

	
	非特定行业
	900-350-35
	使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱液
	C

	
	
	900-351-35
	使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱液
	C

	
	
	900-352-35
	使用碱清洗产生的废碱液
	C

	
	
	900-353-35
	使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电解除油产生的废碱液
	C

	
	
	900-354-35
	使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废碱液
	C

	
	
	900-355-35
	使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液
	C

	
	
	900-356-35
	使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液
	C

	
	
	900-399-35(
	其他生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液、固态碱及碱渣
	C

	HW36

石棉废物
	非特定行业
	900-030-36
	其他生产工艺过程中产生的石棉废物
	T

	
	
	900-031-36
	含有石棉的废弃电子电器设备、绝缘材料、建筑材料等
	T

	
	
	900-032-36
	石棉隔膜、热绝缘体等含石棉设施的保养拆换、车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物
	T

	HW38

有机氰化物废物
	基础化学原料制造
	261-067-38
	有机氰化物生产过程中，合成、缩合等反应中产生的母液及反应残余物
	T

	
	
	261-068-38
	有机氰化物生产过程中，催化、精馏和过滤过程中产生的废催化剂、釜底残渣和过滤介质
	T

	
	
	261-069-38
	有机氰化物生产过程中的废水处理污泥
	T

	HW39

含酚废物
	基础化学原料制造
	261-070-39
	酚及酚化合物生产过程中产生的反应残渣、母液
	T

	
	
	261-071-39
	酚及酚化合物生产过程中产生的吸附过滤物、废催化剂、精馏釜残液
	T

	HW40

含醚废物
	基础化学原料制造
	261-072-40
	生产、配制过程中产生的醚类残液、反应残余物、废水处理污泥及过滤渣
	T

	HW41

废卤化有机溶剂
	印刷
	231-009-41
	使用有机溶剂进行橡皮版印刷，以及清洗印刷工具产生的废卤化有机溶剂
	I，T

	
	基础化学原料制造
	261-075-41
	卤化有机溶剂生产、配制过程中产生的报废产品
	T

	
	非特定行业
	900-401-41
	使用有机溶剂进行干洗、清洗、油漆剥落、溶剂除油和光漆涂布产生的废卤化有机溶剂
	I，T

	
	
	900-402-41
	使用有机溶剂进行火漆剥落产生的废卤化有机溶剂
	I，T

	
	
	900-403-41
	使用有机溶剂进行图形显影、电镀阻挡层或抗蚀层的脱除、阻焊层涂敷、上助焊剂（松香）、蒸汽除油及光敏物料涂敷产生的废卤化有机溶剂
	I，T

	
	
	900-449-41
	其他生产、销售及使用过程中产生的废卤化有机溶剂、水洗液、母液、污泥
	T

	HW42

废有机溶剂
	印刷
	231-010-42
	使用有机溶剂进行橡皮版印刷，以及清洗印刷工具产生的废有机溶剂
	I，T

	
	电子元件制造
	406-009-42
	使用聚酰亚胺有机溶剂进行液晶显示板的涂敷、液晶体的填充产生的废有机溶剂
	I，T

	
	非特定行业
	900-451-42
	使用有机溶剂进行脱碳、干洗、清洗、油漆剥落、溶剂除油和光漆涂布产生的废有机溶剂
	I，T

	
	
	900-452-42
	使用有机溶剂进行图形显影、电镀阻挡层或抗蚀层的脱除、阻焊层涂敷、上助焊剂（松香）、蒸汽除油及光敏物料涂敷产生的废有机溶剂
	I，T

	
	
	900-499-42
	其他生产、销售及使用过程中产生的废有机溶剂、水洗液、母液、废水处理污泥
	T

	HW43

含多氯苯并呋喃类废物
	非特定行业
	900-034-43(
	含任何多氯苯并呋喃同系物的废物
	T

	HW44

含多氯苯并二恶英废物
	非特定行业
	900-035-44(
	含任何多氯苯并二恶英同系物的废物
	T

	HW45

含有机卤化物废物
	非特定行业
	900-036-45
	其他生产、销售及使用过程中产生的含有机卤化物废物（不包括HW41类）
	T

	HW46

含镍废物
	非特定行业
	900-037-46
	报废的镍催化剂
	T

	
	
	
	
	T

	HW47

含钡废物
	基础化学原料制造
	261-088-47
	钡化合物（不包括硫酸钡）生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘、反应残余物、废水处理污泥
	T

	
	金属表面处理及热处理加工
	346-106-47
	热处理工艺中的盐浴渣
	T

	HW49

其他废物
	环境治理
	802-006-49
	危险废物物化处理过程中产生的废水处理污泥和残渣
	T

	
	非特定行业
	900-038-49
	液态废催化剂
	T

	
	
	900-039-49
	其他无机化工行业生产过程产生的废活性炭
	T

	
	
	900-040-49
	其他无机化工行业生产过程收集的烟尘
	T

	
	
	900-041-49
	含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物
	T/C/In/I/R

	
	
	900-042-49
	突发性污染事故产生的废弃危险化学品及清理产生的废物
	T/C/In/I/R

	
	
	900-043-49(
	突发性污染事故产生的危险废物污染土壤
	T/C/In/I/R

	
	
	900-044-49
	在工业生产、生活和其他活动中产生的废电子电器产品、电子电气设备，经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等部件
	T

	
	
	900-045-49
	废弃的印刷电路板
	T

	
	
	900-046-49
	离子交换装置再生过程产生的废液和污泥
	T

	
	
	900-047-49
	研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）
	T/C/In/I/R

	
	
	900-999-49
	未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品（优先管理类废弃危险化学品见附录A）
	T


(注：1、对来源复杂，其危险特性存在例外的可能性，且国家具有明确鉴别标准的危险废物，本《名录》标注以“(”。所列此类危险废物的产生单位确有充分证据证明，所产生的废物不具有危险特性的，该特定废物可不按照危险废物进行管理。
2、本名录中有关术语的含义如下：
（一）“废物类别”是按照《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》划定的类别进行的归类。
（二）“行业来源”是某种危险废物的产生源。
（三）“废物代码”是危险废物的唯一代码，为8位数字。其中，第1－3位为危险废物产生行业代码，第4－6位为废物顺序代码，第7－8位为废物类别代码。
（四）“危险特性”是指腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。
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